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文章摘要：

\使用尿素--NaBr--KBr--甲酰胺镀液用电沉积方法在硅基体上沉积出含有金
属镧的沉积膜, 研究了沉积液中甲酰胺的含量和电流密度等工艺参数对沉积膜
的形貌和金属La含量的影响. 结果表明, 在适当的沉积条件下, 沉积膜由金
属镧及少量氧化镧组成,呈白灰色、均匀、致密、光滑, La的含量(质量分数)
达到91.35\%; 电流密度过低或过高都使沉积膜的表面形态呈现灰黑色、疏松
和粗糙. 沉积膜中金属镧的含量先随着电流密度的增大而提高, 后又降低. 
镀液中适当含量的甲酰胺使其呈现较好的流动状态, 有利于制备高质量的沉积
膜. 用聚乙烯醇保护膜可以使沉积膜免于氧化
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